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● 文部科学省 「先端研究施設共用促進事業」に参画 
● 文部科学省 「ナノテクノロジープラットフォーム」に参画 
● 文部科学省 「低炭素研究ネットワーク」に参画 

産業技術総合研究所 
 先端ナノ計測施設 ● 
 電子顕微鏡施設 
 高分解能NMR施設 
 脳機能計測評価施設 
 MEMSファウンダリ 
 ナノプロセシング施設 ● 
 機能性酸化物ナノテクノロジー研究拠点 ● 

物質・材料研究機構 

 低炭素化材料設計・創成ハブ拠点 ● 
 ナノテクノロジープラットフォーム ● 
     (微細構造解析/微細加工/分子・物質合成) 

筑波大学 
 ナノサイエンスプロジェクト共用装置 
 ナノ・バイオ融合教育研究システム ● 
 マルチタンデム加速器施設 ● 

高エネルギー加速器研究機構 

 放射光科学研究施設 
     (フォトンファクトリー；PF) ● 
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TIA-nano ナノテク共用施設 



先端機器共用イノベーションプラットフォーム 
（IBEC-IP） 

  

産総研先端機器・施設群の公開による 
オープンイノベーション推進・人材育成 
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・脳機能計測評価施設 (BIT) 

・高分解能NMR施設 (HRNMR) 

・先端ナノ計測施設 (ANCF) 

・電子顕微鏡施設 (TEM/SEM) ・ナノプロセシング施設 (NPF) 

・MEMSファウンダリ (MEMS) 

・機能性酸化物グリーン 
 ナノテクノロジー拠点 (GreFON) 

計測・分析施設 微細加工施設 
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 先端ナノ計測施設 (ANCF) 
 

産総研独自開発による２０台の最先端 
計測機器群 
 

・軽元素のXAFS測定  (S-XAFS) 
・欠陥イメージング  
  (陽電子欠陥測定装置) 
・巨大分子質量測定  
  (超伝導検出器質量分析装置) 
・物性測定 (ナノ・ピコ秒分光装置) 
 
 電子顕微鏡施設 (TEM/SEM) 
 

無機系からバイオ系までの広範囲な材料 
に対応できる１０台の電子顕微鏡群 
 

・微細構造観察/元素分析 (EELS, EDX) 
・STEM測定 
・HAADF-STEM測定 
・トモグラフィー測定 
・クライオTEM測定 

計測・分析施設（１） 

S-XAFS 
(KEK-PFに設置) 

超伝導検出器 
質量分析装置 

TEM (EM-002B) SEM (S-5000) 
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 高分解能NMR施設 (HRNMR) 
 

種々の最新測定法 / シンプル・短時間 
測定が可能な500MHz NMR装置群 
 

・タンパク質立体構造解析 
・有機化合物解析 
・有機合成における反応中間体の同定 
        など、各種溶液NMR測定 
 
 脳機能計測評価施設 (BIT) 
 

ヒト, 動物を対象とした3テスラMRI装置  
 

・脳機能(血流)計測 (脳機能解明) 
・脳機能計測による製品やサービスの評価 
    （ニューロマーケティング等への応用） 
・解剖学的知見 
 

適応核種 
1H, 13C, 19F, 29Si 

適応核種 
1H, 13C, 15N 

3テスラ MRI装置 

計測・分析施設（２） 
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 MEMSファウンダリ施設 (MEMS)  
 

MEMS関連微細形状成形・評価に用いる 
8台の装置 
 

・熱インプリント装置 ・光学計測機器(Zygo)  
・ステッパ ・FIB 等 
 

 ナノプロセシング施設 (NPF)  
 

先端材料・デバイスの微細加工から機能検証
まで一貫して行える50台の研究開発装置群 
 

・電子ビーム描画装置 ・スパッタ成膜装置 
・反応性イオンエッチング装置 等 
 

 機能性酸化物グリーンナノテクノ
ロジー 拠点 (GreFON) 

 

機能性酸化物を主対象としたナノグリーン 
分野の実用化研究を可能とする7台の装置群 
 

・酸化物薄膜エッチング装置 
・マスクレス露光装置 ・ECRスパッタ装置 等 

熱インプリント装置 
(1,400℃対応) 

Zygo 

電子ビーム 
描画装置 

酸化物薄膜 
エッチング装置 

微細加工施設 



7 

IBEC-IPのご利用申請方法など 
について 
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http://www.open-innovation.jp/ibec/ 



施設・装置リスト 
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装置詳細情報 
 

 装置名称 
 装置写真 
 メーカー 
 課金額 
 導入年月日 
 仕様 
 備考 
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下記施設の平成24年度(2012年度)のご利用につきましては、 
ユーザー様のご所属により、課金額に (割引)係数が掛かります。 
 

•先端ナノ計測施設 (ANCF)  
•電子顕微鏡施設 (TEM/SEM) 
•高分解能NMR施設 (HRNMR) 
•脳機能計測評価施設 (BIT) 
•MEMSファウンダリ (MEMS) 
 
 中小企業(中小企業支援法第2条) “係数” = 0.5 
 大学・高専等教育機関関係者 “係数” = 0.5 
 産総研｢連携千社の会｣の会員法人は、 
  ｢H24年4月1日以降の最初の利用｣についてのみ “係数” = 0  
 その他 “係数” = 1 
 

http://open-innovation.jp/ibec/device/#info 

(割引)課金係数について 
(2012年10月9日現在)  



IBEC-IPがご提供するサービス 
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支援申請フロー 
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http://www.open-innovation.jp/ibec/ 

まずは「会員登録」 
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会員登録 ① 



「会員番号」と「仮パスワード」を 
自動配信メールにてお知らせします 

会員登録 ② 

登録情報 
 氏名 
 メールアドレス 
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「マイページ」へ 
ログイン 
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支援申請 ① 

次に「支援申請」 
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申請種別 
 装置利用 
 技術代行 
 技術相談 
 ・・・など 

利用希望施設 
 先端ナノ計測施設  (ANCF) 
 脳機能計測評価施設 (BIT) 
 ・・・など 

課題名の開示可否 「許可」or「拒否」 
 

特に文部科学省事業に参画している施設 
のご利用を希望される場合は重要 

支援申請 ② 

課題名 



支援申請 ③ 

ご利用を希望される装置を選択 
（複数選択可） 
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研究・開発目標 

希望支援内容 

支援終了条件 
秘密事項の取扱 
 秘密保持契約(NDA)を希望 
 覚書交換を希望 
 特段の取決は不要 
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支援開始年月／終了年月 
(予想、希望） 

支援申請 ④ 



支援申請 ⑤ 

持込試料 
「有」or「無」 

持込装置 
「有」or「無」 

商品化の現状 
(最も)当てはまるものを選択 

（複数選択可） 

発明の権利化状況 
 未定 
 特許取得済み 
 特許出願中 
 特許出願予定 
 特許出願可能 
 公知の技術で特許性はない 

論文発表の状況 
 未定 
 論文出版済み 
 論文投稿中 
 論文準備中 
 論文発表の可能性がある 
 論文発表の予定はない 

技術成果の公表の見込 
 未定 
 全て成果報告書に記載する 
 必ずしも成果報告書に記載できないものもある 
 成果報告書には一切記載できない 
 

特に文部科学省事業に参画している施設 
のご利用を希望される場合は重要 
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「IBEC SYSTEM：IBEC 支援申請を
受け付けました」 

というタイトルのメールが 
自動配信されます 23 

支援申請 ⑥ 
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支援申請 ⑦ 

支援申請受理後・・・ 
 

１．各施設の担当者から下記事項をご連絡 (メール, 電話) 
 

 ・  支援内容の確認 
 ・  支援の可否 
 ・  技術相談の日程調整 など 
 

２．技術相談 (課金方法, 諸手続に関するご説明も含む) 
 （原則として、産総研にお出で頂くことになります） 
 

３．産総研にて技術支援させて頂く為の諸手続 
 

 ・「技術研修」制度に基づく受入が基本 
 ・  支援内容によっては「共同研究」での実施 
 
施設によって、手続に若干の違いがあります。 
詳細は、各施設の担当者にご確認下さい。 
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 IBEC-IPポータルサイト 
 

 http://www.open-innovation.jp/ibec/ 
 
 E-Mailでのお問い合わせ 
 

 ibec_info-ml@aist.go.jp 
 
 TEL/FAXでのお問い合わせ（施設によって番号が違います） 
 

 TEL: 029-862-6592 / FAX: 029-849-1020 
 先端ナノ計測施設 (ANCF)  
 電子顕微鏡施設 (TEM/SEM) 
 高分解能NMR施設 (HRNMR) 
 脳機能計測評価施設 (BIT) 
 MEMSファウンダリ (MEMS) 
 

 TEL: 029-861-3210 / FAX: 029-861-3211 
 ナノプロセシング施設 (NPF) 
 機能性酸化物ナノテクノロジー研究拠点 (GreFON) 

お問い合わせ 
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